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Альтернативой цианистым электролитам электрохимического получе­
ния сплавов Cu-Zn являются глицератные и полилигандные электролиты, 
достоинствами которых являются их относительно низкая стоимость, про­
стота в эксплуатации, доступность и не токсичность компонентов, широкий 
интервал рабочих температур.

Целью работы было изучение влияния составов глицератных электро­
литов, параметров электролиза и ультразвукового (УЗ) нож на процесс элек­
трохимического осаждения сплава медь-цинк.

В качестве основы электролита латунирования применялся глицератный 
электролит следующего состава г/дм3: CuS04'5H20  -  30, ZnS04-7H20  -  15, 
СДЦОз -  60, NaOH — 150, в который вводили различные стабилизирующие 
добавки. Катодом служили стальные пластины марки СтЗ, анодом -  латунь 
марки Л73. Предварительная подготовка образцов проводилась согласно 
ГОСТ 9.305-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
металлические и неметаллические неорганические. Операции технологиче­
ских процессов получения покрытий». Исследования проводили в УЗ гальва­
нической ванне с донным расположением ультразвуковых излучателей. Час­
тота УЗ колебаний составляла 22 кГц, мощность -  1 Вт/см2.

По результатам анализа данных, полученных при тестировании 
глицератного электролита латунирования в ячейке Хулла, установлено, что в 
стационарных условиях мелкокристаллические гладкие полублестящие 
осадки получаются при плотностях тока 0,5-1,5 А/дм2. Введение в фоновый 
электролит стабилизирующих добавок позволило существенно увеличить 
его ресурс работы и расширить диапазон рабочих плотностей тока, 
позволящих получать качественные покрытия, до 0,5-2,5 А/дм2. Желтая 
латунь (содержание меди составляло 65-73 %) была получена в электролите 
с аминосодержащей органической добавкой в интервале катодных 
плотностей тока 1,5-2,0 А/дм2.

Наложение УЗ поля приводит к увеличению на 20-30 % катодных вы­
ходов по току сплава, снижению пористости покрытия и повышению ею 
блеска по сравнению с образцами, полученными в стационарных условиях. 
При повышении катодной плотности тока относительное содержание меди в 
сплаве уменьшается от 85 до 70 % масс. Желтая латунь была получена в 
электролите с аминосодержащей органической добавкой в интервале катод­
ных плотностей тока 7,5-10,0 А/дм2 Таким образом, наложение УЗ поля по­
зволяет в 3-5 раз интенсифицировать процесс получения сплава Cu-Zn из 
глицератного электролита.

125


